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Megr. P. Slavi¢ek v predlozené habilitaéni pract shrnuje svoje ﬁej"\r}”znamnéjﬁ vysledky tykajici se &yt
riznych typil elektrickych vyboju za atmosférického tlaku. Jednd se o vysokofrekvenéni tryskovy
vyboj vargonu, bariérovy elektricky vyboj, diafragmovy vvboj vkapaliné a nakonec difuzni
koplanarni povrchovy bariérovy vyboj.

Vlastni habilitace je rozdélena do dvou hlavnich &asti. Prvni ¢ast obsahuje komentafe autora k vyse
uvedenym typl vybopi, které jsou rozdéleny do péti- kapitol. Soudasti kazdé kapitoly je vidy kratky
avod, je popsano konstrukéni fefeni vybojového systému, diagnostika vyboje a jsou hazna.éeny jak
stavajici tak 1 mozné aplikace.

V prvni kapitole je tedy komentovan tryskovy vyboj, ncboli tak zvana "plazmovou tuzka". Studium
plazmové tuzky probihd na pracoviiti habilitanta jiZz fadu let a bylo pfi ném dosaZeno vyznamnych
Uspéehli. Poslednim modelem je vysokofrekvenéni bariérova plazmova tryska, kterd jako pracovmi
plyn pouZivd argon. S pomoci této tuzky lze opracovavat, pfipadné modifikovat vlastnosti tepelns
citlivych materialfi, pii¢emz specialni varianta plazmové tuZky miZe pracovat i pod hladinou kapaliny.
Druhé kapitola je vénovana bariérovym vybojiim v excimernich smésich plynd, slouZicich jako zdroje
UV zafeni. Jednd se zde o takové aplikace jako je napiiklad modifikace povrchi, intenzifikace
fotokatalytickych reakei, sterilizace povrchi nebo jako zdroje pro buzeni luminofori. K uvedenym
uéehim byl pouZivana jak objemovy tak i povrchovy dielektricky vyboj s tim, ¥¢ velkd pozornost byla
veénovana jak jeho optické diagnostice tak i diagnostice elektrickych parametiy.

Ve tieti kapitole jsou komentovany vysledky dosaZené na nizkofrekvenénim diafragmovém vyboji
v kapalinach. Pozomost je zde soustfedéna jak na diagnostiku vyboje tak i na jeho pouziti pro
opracovani polyesterovych vldken a polypropylénovych netkanveh textilii. Ukazuje se, ze velky vliv
na parametry vyboje i kvalitu opracovani ma nejen druh pouZité kapaliny ale i plyn sorbovany na
povrchu i v porech opracovavaného materiglu. Diafragmové vyboje predstavuji unikatni systém, ve
kterém mohou vzijemné mteragovat jak pevny substrat tak i kapalina i plazma. Zajimavou aplikact je
moznost pouZiti tohoto typu vyboje pro nandgeni nano&astic na riizné materialy.

Posledni pata kapitola s¢ tykd koplanamiho povichového vyboje. Jednd se o novy typ plosného



plazmového zdroje s dlouhou Zivotnosti a potladenim eroze elektrod. Za vyznamnou povaZuji také
skute€nost, Ze prélce' tykajici se tohoto typu vyboje pokracuji i naddle vramci projektu
CZ.1.05/2.1.00/03.0086 - Regionalni VaV centrum pro nizkondkladové plazmove a
nanotechnologické povrchové apravy.

Druha &ast habilitaéni prace obsahuje kopie deseti &lankd, ve kterych autor publikoval dosaZené
vvsledky. Tyto Slanky pokryvaji Sasovy nterval od roku 1999 do roku 2010.

Tématika habilitaéni prace jo tedy velmi aktualni a to nejen z hlediska zakladniho vyzkumu ale také
sohledem na vyrazny aplikaéni potencial studovanych typu clektrickych vyboyi.  Z Sirok¢ho
spektra presentovanych vysledkii je ziejmé, Ze autor disponuje nejen experimentalni zkuSenostmi ale i

bohatymi teoretickymi znalostmi.

Dotazy oponenta k obhajohé habilitatni prace (potet dotazii dle zvizeni oponenta)

. Z hlediska vlastnosti &ty typt elektrickych vyboji za atmosférického tlaku. které jsou
pfedmétem habilitaéni prace, povazuji za nejzajimav§jdi, Ze tyto vyboje umoZiuji
biomedicinské aplikace. V této souvislosti bych rad autora habilitace pozadal o jeho komentaf
tykajici se problematiky pfipadné procesi spojenych s “pfimym plisobenim vyboje™ na
mikroorganismy. Tato otdzka ma souvislo.st jak s jeho komentifem uvedenym na stran€ na str.
7. .Dominantni sterilizacni dinidlo neni UV ale piimé pisobeni vyboje na mikroorganismy™,
tak s jeho praci publikovanou v roce 2010 v Journal of Applied Biomedicine: Gas plasmas and
plasma modified materials in medicine.

2. Vpraci vénované bariérovému elektrickému vyboji (Planar UV excimer lamp excited by a
surface barrier discharge, J. Phys. D: Appl. Phys. 38,2005) je pro urCeni pfikonu proud méfen
pomoci ubytku na odporu. Kromé tohoto zpiisobu je pro méfeni proudu diclektrickych
bariérovych vyboju také pouZivan kapacitni déli¢ pfipadné Rohovského krouZek. Prosim o
komentaf autora habilitace o shrnuti vvhod, pfipadné nevyhod jednotlivych metod

k uvedenému ncelu.

Zavér

Habilitaéni prace Mgr. Pavla Slavicka, Ph.D. _Vyboje za atmosférického tlaku - diagnostika a
aplikace” splfiuje pozadavky standardné kladené na habilitaéni prace v oboru Fyzika plazmatu.
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Anotace k habilitaéni praci Mgr. P Slavitka: “Vyboje za atmosférického tlaku - diagnostika

a aplikace”.

Mgr. Slavitek v predlozené habilitadni praci shrauje svoje nejvyznamnéj$i vysledky tykajici se &tyf
riznych typh elektrickych vyboji za atmosférického tlaku. Jedna se o vysokofrekvenéni tryskovy
vyboj vargonu, bariérovy elektricky vj’rboj, diafragmovy vyboj vkapaliné a nakonec difuzni
koplanarni povrchovy bariérovy vyboj. Tématika habilitatni prace je velmi aktudlni a to nejen
z hlediska zakladniho vyzkumu ale také s ohledem na vyrazny aplikaéni potencidl studovanych typl
elektrickych vyboji.

Vlastni habilitace je rozdélena do dvou hlavnich &asti. Prvni ast obsahuje komentare autora k vyie
uvedenym typti vybojii, &ast druhd pak obsahuje kopie deseti Elank z intervalu fet 1999 a 2010, ve
kterych autor publikoval dosazené vysledky. Z §irokého spekira presentovanych vysledkil je ziejmé,
#e autor disponuje nejen experimentalni zkusenostmi ale i bohatymi teoretickymi znalostmi.
Habilitaéni prace Mgr. Pavla Slavicka, Ph.D. ,Vyboje za atmosférického tlaku - diagnostika a

aplikace® splfiuje pozadavky standardné kladené na habilitatni préce v oboru Fyzika plazmatu.




